
© Copyright 2024 Oki Electric Industry Co., Ltd. 

事業戦略説明会
将来事業創出に向けた取り組み

OKIグループ

2024年6月6日
執行役員
グローバルマーケティングセンター長
加藤 圭



目次

Crystal Film Bonding (CFB)の独創的な強み・可能性02

CFB事業拡大戦略03

パワーデバイス市場への参入加速04

将来事業創出と海外事業リスタート01

シリコンバレーへのＲ＆Ｄ（技術探索）拠点設置05

© Copyright 2024 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2



3

将来事業創出と海外事業リスタート01

「市場成長性×OKI強み」を活かしたエッジプラットフォームで、注力領域のグローバル事業化
CFBのグローバル展開、エッジプラットフォームを支えるオープンイノベーションの推進（グローバルR＆D拠点）

エッジデバイス

オープンイノベーション

エッジ・プラットフォーム 2031年

グローバル展開
クラウド連携

データ活用

物流 ヘルスケア・医療

高度遠隔運用

CFB®

高品位ネットワーク

リアルタイムインタラクション

地球環境の保全安心・便利な社会インフラ 働きがいと生産性向上

マルチ連携
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世界無類の高密度ディスプレイへ！真の縦型GaN社会実装を実現！シリコンフォトニクスのコア技術へ！
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Crystal Film Bonding (CFB)の独創的な強み・可能性02

進取の接合技術『CFB』 の独創的な強み・可能性を活かして、他社と連携して付加価値の創出・向上を目指す

1 高密度集積 2 相互作用の発揮 3 材料有効活用 4 基板サイズ変換 5 機能性材料・技術提供

Open Innovation
Photonics Power Micro-LED Analog IC

実績活かしMore than Mooreを牽引！

3D-CFB 世界に先駆け
18年間の実績
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CFB事業拡大戦略03

CFBの普及により、半導体産業の活性化、社内シナジーによる企業価値向上を目指す

再生エネルギー・EVの普及

事業化
進捗度 30%

FY28

次世代通信の普及

事業化
進捗度 50%

FY26

ユーザエクスペリエンスの拡張

事業化
進捗度 50%

FY26

Analog ICの高度化

事業化
進捗度 20%

FY28

半導体産業の活性化に貢献！

社内シナジーによる企業価値向上！
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パワーデバイス市場への参入加速04

エコシステム構築、成長投資、体制強化によりGaNパワーデバイスの真の社会実装を目指す

エコシステム構築 成長投資 体制強化

パワー半導体業界のゲームチェンジャーを目指す！

GaN Power

CFB

QST
Device

Device

新たにデバイスメーカーが参画 西横手工場（高崎市）

6inch 8inch

8インチライン増設 FY24

FY23
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シリコンバレーへのＲ＆Ｄ（技術探索）拠点設置05

海外事業リスタートに向けた競争力強化のため、
世界中の技術革新をプラットフォームに取込むオープンイノベーション開始

活動のポイント
• 技術戦略と一体、シナジー明確なノンコア技術探索
• エッジプラットフォームを強化するオープンイノベーション
• シリコンバレー常駐 × (国内)グローバル先行開発室の
連携

Plug & Play(PNP)社でのキックオフ (5/15 プレス発表)
左:PNP サイード・アミディ CEO, 右: OKI 前野蔵人 技術責任者
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